UNIVERSIDADE

FEEVALE

PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO COM BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO
ACADEMICO PARA INOVACAO — MAI/DAI

EDITAL N. ©49/2022 - PROPPEX/DINOVA

A ASSOCIACAO PRO-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO — ASPEUR,
mantenedora da Universidade Feevale (Portaria n.° 346, de 10.03.2017, do MEC), com
sede em Novo Hamburgo, neste Estado, na ERS-239, 2755, Bairro Vila Nova, 93525-075,
inscrita no CNPJ sob n.°© 91.693.531/0001-62, representada pela Pré-Reitoria de Pesquisa,
P6s-Graduacéo e Extens&o e pela Diretoria de Inovagéo, torna PUBLICO o Edital Externo
do Processo Seletivo de ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado ministrados neste
Instituicdo, com bolsa no Programa de Mestrado e Doutorado Académico para Inovacao —
MAI/DAI CNPQ.

1 DO OBJETIVO

O presente edital tem como objetivo a selecdo de alunos para desenvolvimento de
projetos de pesquisa e desenvolvimento, vinculados ao Programa de Mestrado e Doutorado
Académico para Inovagéo (MAI/DAI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnologico (CNPQ).

O Programa MAI/DAI é uma iniciativa do CNPq, direcionado a fortalecer a pesquisa,
0 empreendedorismo e a inovacao nas ICTs, por meio do envolvimento de estudantes de
mestrado e doutorado em projetos de interesse do setor empresarial, mediante parceria
com empresas, denominadas “Empresas Parceiras”. O propdsito do MAI/DAI é contribuir
para 0 aumento da capacidade inovadora, da competitividade das empresas e do
desenvolvimento cientifico e tecnolégico no Pais, ao tempo em que pretende fortalecer os
Sistemas Regionais de Inovacao.

De igual modo, cabe mencionar que é proposito do Programa MAI/DAI fomentar a
convergéncia e a interdisciplinaridade entre diferentes &reas do conhecimento. Espera-se
gue, ao final do curso, além da producao cientifica, sejam gerados produtos ou processos
inovadores ou melhoria de produtos que possam ser aplicados no setor empresarial

publico/privado.
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2 DA DESTINACAO DAS BOLSAS

As cotas de bolsas serédo destinadas ao Mestrado Profissional em Tecnologia de
Materiais e Processos Industriais.

A Comissdo de Bolsas do curso contemplado com cotas € responséavel pela
definicdo de critérios e pela priorizacdo de indicadores de produtividade destinados a

orientar a avaliagdo dos candidatos e a distribuicdo das bolsas.

3 DO BENEFICIO

Serdo concedidas aos candidatos selecionados duas bolsas CNPq modalidade
Mestrado — GM, no valor de R$ 1.500,00 e taxa de bancada, por um periodo de até 24
meses, sem possibilidade de prorrogacéo do beneficio. As informac¢des complementares a
esta modalidade de bolsa (GM) podem ser encontradas no site do CNPqg (www.cnpg.br). O
valor sera repassado diretamente pelo CNPg ao aluno selecionado conforme Edital e

Instrumento contratual especifico celebrado com o aluno.
4 DA VIGENCIA

As bolsas e os auxilios para pagamento de taxas poderao ser concedidos pelo prazo
de 12 (doze) meses, podendo ser renovados anualmente até atingir o limite de 24 (vinte e
quatro) meses.

5 DA INSCRICAO

As inscricOes deverdo ser efetuadas entre os dias 10 de novembro de 2022 e 13
de fevereiro de 2023, até as 22h, pela internet, na pagina www.feevale.br/selecaostricto,

ou até que as vagas sejam preenchidas.

Poderao candidatar-se a bolsa os candidatos inscritos no Processo Seletivo de em
fluxo continuo, do Mestrado Professional em Tecnologia de Materiais e Processos
Industriais, com ingresso em 2023/01.

Os documentos apresentados no processo seletivo para o curso serdo validos para

o presente edital, ndo podendo ser anexados novos documentos.
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6 DAS VAGAS

O programa MAI/DAIl/Feevale oferecera 02 (duas) vagas de mestrado com bolsa
do CNPq, a serem implementadas no curso elencado nesse edital. O objeto de estudo dos
académicos fora selecionado de acordo com a demanda da empresa parceira, que
manifesta interesse e anuéncia formal por ocasido da submissdo da proposta institucional
da Universidade Feevale para a Chamada Publica CNPq n° 12/2020.

As empresas participantes e os temas aderentes ao programa MAI/DAI/Feevale sao

apresentados abaixo:

Bolsa Empre_sa Curso Objeto de estudo Orientador
parceira
Mestrado
Brutt - Profissional em | Otimizacdo de processo de
. ) ~ > Fernando
1 Industria Tecnologia de obtencéo de nanoparticulas Dal Pont
Metalurgica Materiais e de cobre para uso na Morisso
Eireli Processos metalurgia do pé.
Industriais
Mestrado PCP Flex — Metodologia de
Profissional em PCP para industria de Carlos
Master : o
. Tecnologia de maquinas que mescla a Leonardo
1 Industria e e ~
; Materiais e producéo produtos Pandolfo
Comercio Ltda .
Processos customizados e produtos Carone
Industriais padrao.

7 DO PERFIL DOS CANDIDATOS

O Programa MAI/DAI ndo se destina a quem ja tenha vinculo empregaticio com a
Empresa Parceira do projeto ou com qualquer outra empresa.

O candidato deve ter disponibilidade para a realizacdo de disciplinas, conforme
grade de disciplinas oferecidas pelo curso em que estiver matriculado, como também
atividades experimentais na empresa parceira, conforme necessidade do projeto de
pesquisa.

Espera-se também que o candidato tenha conhecimentos técnicos na area, além de
contemplar o perfil de um pesquisador disruptivo, com conhecimento em tecnologias de

desenvolvimento de produto.
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8 DO PROCESSO DE SELECAO DE CANDIDATOS E DIVULGACAO DOS
RESULTADOS

Compete & Comisséo de Bolsas de cada Curso de Pds-Graduacgéo da Universidade
Feevale instaurar e promover o processo seletivo dos candidatos, informar o resultado,
indicando os selecionados por ordem de classificagdo, a Pro-Reitoria de Pesquisa, POs-
Graduacéo e Extensdo da Universidade Feevale, e torna-lo publico.

A classificacao dos candidatos tera por base os critérios de sele¢édo especificos de
cada curso, publicados na pagina do Edital PROPPEX N° 49/2022.

A divulgacgdo do resultado final da sele¢édo de bolsistas ocorrera no dia em até 7
dias ap6s o requerimento de bolsa, e sera publicada na pagina do Edital.

9 DOS REQUISITOS E OBRIGACOES DO CANDIDATO

Exigir-se-a do pos-graduando, para a concessdo e manutencgéo de bolsa de estudo:

a) possuir formacdo em: Engenharias, administracdo, quimica e areas afins.

b) comprovacao de desempenho académico satisfatorio, conforme as normas
definidas pelo Curso de Pos-Graduagéo;

c) assinatura de Termo de Compromisso, declarando estar ciente e de acordo
com os requisitos estabelecidos no Regimento do Curso;

d) entrega de relatérios sempre que solicitado pela Comissdao de Bolsas e
Representante institucional do MA/DAI frente ao CNPq;

e) dedicacdo as atividades do curso, visando atender aos objetivos do
cronograma de atividades e cumprimento tempestivo do prazo maximo estabelecido para
sua titulacao que é de 24 (vinte e quatro) meses para o Mestrado;

f) ndo acumulacdo com outra bolsa de outros programas de fomento externo e
interno;

0) ter disponibilidade de dedicacdo integral para o desenvolvimento da

dissertacado ou da tese;

h) ndo possuir vinculo empregaticio;
i) estar adimplente junto a Instituicao;
i) apresentar obrigatoriamente no INOVAMUNDI - Seminario de Pés-

Graduacgédo da Universidade Feevale e em seminarios de acompanhamento do Programa
MAI/DAI sua producéo cientifica e/ou tecnoldgica na forma de resumo, exposic¢ao oral e/ou

pobster;
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k) fazer referéncia a sua condicdo de bolsista, assim como ao 6rgdo de

fomento, nas publicacBes e nos trabalhos apresentados;

)] manter atualizado o curriculo Lattes;

m) observar e cumprir as normas do CNPQ para o Programa de Bolsas
MAI/DAI/CNPq (disponivel em www.cnpg.br).

10 PROPRIEDADE INTELECTUAL

As publicacdes cientificas e qualquer outro meio de divulgacdo ou promocéo de
eventos ou de projetos de pesquisa apoiados pelo MAI/DAI deveréo citar, obrigatoriamente,
0 apoio do CNPq e de outras entidades/orgédos financiadores. Nas publicacdes cientificas,
0 CNPq devera ser citado exclusivamente como “Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnol6gico—-CNPq” ou como “National Council for Scientific and Technological
Development —CNPq”.

Caso os resultados do projeto possam levar ao desenvolvimento de um produto,
processo, software, marca, etc. passiveis do estabelecimento de propriedade intelectual, a
troca de informacdes confidenciais e a reserva dos direitos de titularidade, em cada caso,
dar-se-ao de acordo com o estabelecido na legislagéo vigente: Lei de Propriedade Industrial
(Lein®9.279, de 14 de maio de 1996), Marco Legal de CT&l (EC85/2015, Lei 13.243/2016,
Decreto n°® 9.283, de 7 de fevereiro de 2018) e normas internas do CNPg e FEEVALE que

regulam a matéria.

11 INICIO DAS ATIVIDADES: A definir, a partir da seleco do candidato.

12 DA REVOGACAO DA BOLSA

O nao cumprimento das obrigacBes estabelecidas neste edital, das disposi¢cbes
normativas e contratuais do Regimento do Programa de P6s-Graduacdo e das demais
disposicdes institucionais referentes a formacgao superior, acarretara a revogacao da bolsa.

Fica o beneficiario ciente de que, em caso de cancelamento/revogacao da bolsa,
serdo cobrados, a titulo de ressarcimento, os valores ja concedidos até a data de seu
desligamento do curso. Além disso, no caso de cancelamento/revogacao da bolsa, a ndo
conclusdo do curso acarretara ao estudante a restituicdo da bolsa cedida, salvo caso
fortuito, forca maior, circunstancia alheia a sua vontade ou doenca grave devidamente
comprovada. Os casos serdo analisados pela Pro-Reitoria de Pesquisa, P0s-Graduacgéo e

Extenséo, mediante requerimento protocolado no Atendimento Feevale.
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13 INFORMACOES

Secretaria de Pés-Graduacao Stricto Sensu

Fone: +55 51 3586.8800 | ramal 6514

WhatsApp: +55 51 3597.5866

E-mail: strictosensu@feevale.br

Site: www.feevale.br/stricto

Horério de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30min as 12h e das
13h15min as 22h.

14 COMPOSICAO DAS COMISSOES DE BOLSAS

Mestrado Profissional em Tecnhologia de Materiais e Processos Industriais
Coordenador: Carlos Leonardo Pandolfo Carone.

Coordenador substituto: Fabricio Celso.

Representante docente: Vanusca Dalosto Jahno.

Representante docente: Daiana Cristina Metz Arnold.

Representante discente Mestrado: Dagueleane Azevedo Da Silva.

Novo Hamburgo, 08 de novembro de 2022.

Fernando Rosado Spilki,
Pro-Reitor de Pesquisa, Pos-Graduagédo e Extensao.
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ANEXO | - FICHA DE CRITERIOS DE SELECAO

Para o Mestrado, o peso do Curriculum Vitae é de 60%, e da Entrevista é de 40%.

CRITERIOS PARA AVALIAGAO DO CURRICULUM VITAE

NOME DO CANDIDATO:

1. Experiéncia profissional na area de concentracao do PPG: Pontuacao maxima 40 pontos
Pontuacéo
. Quantidade . Atribuida Atribuida
Descrigao (periodo/atividade) Pontuagao pelo pela
candidato Comisséo
1.1 Estagio Remunerado
Anexar comprovante Semestral 3
Periodo: dltimos 5 anos
1.2 Atuacao profissional (Anotacdes de
responsabilidade Técnica) .
No maximo 20 ART’s comprovadas Unidade 10
nos ultimos 5 anos.
1.3 Atuacao profissional (CLT,
comprovacado Carteira de trabalho) Anual 10
Periodo: Gltimos 5 anos
1.4 Atuacdo como docente
Periodo: dltimos 5 anos Anual 10
1.5 Atuacdao profissional (Empresario)
Comprovacgdo com a data de
abertura do CNPJ da empresa Anual 10
Periodo: Gltimos 5 anos
2. Experiéncia Académica: Pontuagcdo maxima 20 pontos
Pontuacéo
i Quantidade ~ Atribuida Atribuida
Descrigao (periodo/atividade) Pontuacao pelo pela
candidato Comisséao
2.1 Iniciacéo cientifica ou tecnolégica
com bolsa e/ou comprovacédo de
aluno voluntario Semestre 1
Anexar comprovante - Periodo:
Ultimos 5 anos
Unidade
2.2 Atividade de Aperfeicoamento
Cientifico /Especializacao (Na area do 4
Concluida (Lato Sensu) mestrado/doutorado)
Anexar atestado- Periodo: ultimos
5 anos Em outra &rea de 5
pesquisa
Pontuacéo
- Quantidade ~ Atribuida Atribuida
Descricao (periodo/atividade) Pontuacao pelo pela
candidato Comisséo
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2.3 Producao Cientifica
2.3.1 Artigo Qualis CAPES — Estrato A Unidade 10

2.3.2 Artigo Qualis CAPES - Estrato B Unidade 4

2.3.3 Artigo Qualis CAPES — Estrato C
(ou sem qualis)

Anexar artigo(s) - Periodo: Ultimos 5
anos

2.3.4 Trabalhos publicados em eventos
e congressos da area do mestrado e/ou
doutorado (resumo e artigos)
Comprovacéo através de certificados
com o nome do candidato - Periodo:
Ultimos 5 anos

2.3.5 Autor, coautor ou organizador de
livro ou capitulo de livro

Apresentar ficha catalogréfica -
Periodo: dltimos 5 anos

2.4. Producéo Técnica

2.4.1 Artigo Técnico

(Anexar artigo(s)) - Periodo: Gltimos 5 Unidade 6
anos

Unidade 1

Unidade 1

Livro / Capitulo 1

2.4.2 Patente Depositada

Anexar Certificado/carta/atestado
2.4.3 Patentes concedida

Anexar Certificado/carta/atestado
2.4.4 Produtos Técnicos (Protétipos,
produtos e processos) Unidade 6
Anexar Certificado/carta/atestado

2.5. IntercAmbio em Universidades do
exterior

Unidade 10

Unidade 15

Apresentar uma declaracdo ou histérico Por Registro 1
da Universidade Estrangeira
2.6. Este item aplica-se ao Doutorado
2.6.1 Mestrado na area de materiais

. 10
2.6.2 Mestrado em outra area de Unidade 7

pesquisa
Anexar Histdrico ou Diploma
Outras informacfes relevantes: A critério da Comissao de Selecédo

Observagoes:
1. Poderéo ser considerados artigos aceitos com comprovacgao.

2. As producdes cientificas e outras atividades académicas ou profissionais realizadas deverdo ser
entregues na ordem da ficha de critérios.

3. A pontuacdo devera ser registrada pelo candidato, que devera atender as especificacées de cada item.
Entretanto, essa pontuacao podera ser revista e atribuida em definitivo pela Comissao de Selecéo.
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